CURSO GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (48 h.)
P U N S Con la colaboracion de:

FUNDACION PN

PAT E TES
Y MARCAS
CURSO GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (48 horas)

Directores del curso
Dfia. M2 Jesis Magro Martinez, directora de la Fundacion José Pons
Diia. Cristina Gilabert Molina, directora de Formacion de la Fundacién José Pons

Fecha: del 10 de noviembre al 22 de diciembre de 2009
Horario: martes y jueves de 17:00h a 21:00h
Lugar: Fundacion Pons — C/ Serrano 138 — 28006 Madrid — www.fundacionjosepons.org

PROGRAMA

I. Introduccion general al sistema de Propiedad Industrial e Intelectual
Il. Diferentes modalidades de proteccion de la Propiedad Industrial e Intelectual
I11. Propiedad Industrial y Acuerdos de Libre Comercio
IV. Las patentes como instrumento juridico de proteccion de la innovacion

V. El sistema espafiol de patentes; conceptos generales; explotacién de las patentes; acciones
judiciales; especialidades de las patentes; CCP; OPIS.

VI. Ladocumentacion de patentes
VII. Transferencia de tecnologia
VIII. Proteccion de la innovacién en el extranjero: patente europea; sistema PCT.
IX. La proteccion de los disefios

X. Disefios registrables y causas de denegacion: procedimiento de registro y oposicion;
duracion y renovacion.

XI. Los signos distintivos en Espafia

XIl. Las marcas: concepto y funciones; prohibiciones de registro; acciones judiciales por
violacion; conflictos por signos distintivos.

XI11. Denominaciones de origen.

XI1V. Proteccién internacional de las marcas

*El programa puede sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado, en las fechas de celebracion o en
los horarios.
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Algunos de los profesores participantes en el curso son:

D. Domingo Represa

Responsable del Dpto. de proteccion de resultados de la investigacién de la OTT del CSIC
D. Carlos Velasco Nieto

Jefe del &rea de examen de patentes quimicas de la OEPM
D2. Maria Angeles Moreno Gonzélez

Letrada de la OEPM

D2. Raquel Sanpedro Calle

Letrada de la OEPM

D2, Teresa Mercadal Menchaca

Abogada del bufete Bird&Bird

D2 Nuria Garcia Garcia

Directora de la Fundacion CEFI

D2 Alejandra Gonzélez Fernandez

Letrada de la OEPM

Da. Cristina Gilabert Molina

Directora de formacion de Fundacion Pons

D. Ignacio M. Robledo

Abogado de Pons Patentes y Marcas Internacional

D2 Isabel Cortés

Abogada de Pons Consultores de la Propiedad Industrial

*El programa puede sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado, en las fechas de celebracion o en
los horarios.
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